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R&D センターが稼働を開始 

 
野村マイクロ・サイエンス株式会社（本社：神奈川県厚木市、代表取締役社長執行役員：内田 誠）
は、微細化が進む最先端半導体向け超純水製造装置の性能の更なる向上、並びに、エンドトキシ
ンモニターや機能水製造装置などの新製品の開発を目的としたＲ＆Ｄセンター（神奈川県厚木市）
を 2025 年 12月 26 日に竣工し、2026年 6 月 22日より稼働を予定しています。 
 

 
 
Ｒ＆Ｄセンターの概要 
所 在 地 神奈川県厚木市岡田二丁目 8番 19号 

竣  工 2025年 12月 26日 

稼働予定 2026年 6 月 22 日 

敷地面積 965.14㎡ 

延床面積 1,430.87 ㎡ 

機  能 
超純水製造装置の性能向上に向けた開発、エンドトキシンモニター・機能
水製造装置など新製品の開発等 

 
 
【本件に対するお問合せ】 
  野村マイクロ・サイエンス株式会社  
  IR・広報グループ 046-228-3946 
  お問合せフォーム https://www.nomura-nms.co.jp/contact/05_02.html 
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